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摘要(译)

本发明涉及一种用于制造液晶显示装置用阵列基板的方法，所述方法使
用蚀刻液组合物，该蚀刻液组合物按组合物总重量计包含：a)5～25wt％
的过氧化氢(H2O2)；b)0.1～5wt％的有机酸；c)0.1～5wt％的磷酸盐化
合物；d)0.1～5wt％的水溶性环胺化合物；e)0.1～5wt％的每个分子具有
氮原子与羧基的水溶性化合物；f)0.01～1.0wt％的含氟化合物；g)0.001
～5wt％的多元醇表面活性剂；以及h)其余为水。
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